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Sposéb wytwarzania jednolitych warstw fotooporowych dla celow
elektrofotografii i kserografii :

1 2 -
Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza- be rezultaty. Czulo$é ogdlng podwyzsza sie bardzo
nia jednclitych warstw fotooporowych dla celow silnie tworzeniem akceptor — donator komplek-

elektrofotografii, kserografii i innych, polegajacy
na zastosowaniu polikondensatéw wielopierscie-
-niowych fenoli z aldehydami.

s6w przez dodatek kwas6w Levy’ego. Ma to jed-
nak te wade, ze zmniejsza ciemnicowy opér, cza-
sem az do uniemozliwienia otrzymania obrazu.

Znane jest zastosowanie syntetycznych zywic ® Brak jest wéréod materialdw nadajgcych sie .do
organicznych do sporzadzania materialow §wia- otrzymywania jednolitych warstw $wiatloczutych,
tloczutych w elektrofotografii, takich na przy- takich ktére bylyby tanie, o nieskomplikowanym
kiad jak — poliwinylokarbazol, polikondensat procesie wytwarzania i miatyby latwg do mody-
antracenu, czy tez polikondensat weglowodoréw ., fikacji struktire chemiczna, ktéra przez odpo-
aromatycznych z aldehydami. Majg one te zalete wiednie zmiany umozliwialaby w szerokim zakre-
w stosunku do pozostalych materialow (selen bez- sie regulacje wlasnosci optycznych (barwoczutosé),
postaciowy, tlenek cynku, siarka, antracen itd.), elektrycznych (opér ciemnicowy) i mechanicznych i
ze jako zwiagzki blonotwoércze tworzg bez jakich- (przyczepnos$é do podloza). ’ v ]
kolw_iek dodatkéw jednolita warstwe $wiatloczuly, Uzywane w technice tanie polikondensaty hy- f
wymagang w technice. Uzyta do tego celu zywi- droksybenzenu z formaldehydem nie wykazujg t
ce rozpuszcza sie w lotnym rozpuszczalniku orga- wewnetrznego . efektu fotoelektrycznego. Okazalc
nicznym, po czym roztworem tym oblewa sie od- si¢ jednak, Ze w przypadku zastosowania zamiast ’
powiednig pltyte metalowg dowolnego formatu na hydroksybenzenu odpowiednich wielopierscienio-
wiréwce. ’ 20 Wych fenoli mozna uzyskaé polikondensaty z for-

Po wysuszeniu tak spreparowana plyta jest go- maldehydem, spelniajace wiele warunkéw wyma-
towa do uzytku w procesie elektrofotograficznym. ganych od materialéw $§wiatloczulych w elektro-
Otrzymane w ten sposéb warstwy posiadajg wy- fotografii, co stanowi istote ninijeszego wynalazku.
starczajace wlasnosci mechaniczne, s odporne na Material Swiatloczuly otrzymany sposobem we-
wilgo¢, bezziarniste, nie zawieraja zadnych za- ,; dlug wynalazku ma bardzo dobre wlasnosci me-
wiesin, oraz wytrzymujg duze natezenia pola chaniczne jak wytrzymalo$s¢ na ¢&cieranie i ela-
elektrycznego bez przebicia. Czulos$é ich jest ni- styczno$é. Spowodowane to jest glownie tym, ze
ska, ‘a wlasna barwoczulo$¢ nie przekracza fio- - zastosowane komponenty zawieraja prawie wy-
letu. Stosuje sie¢ sensybilizacje optyczna barwin- lacznie makroczasteczki liniowe. Grupy hydroksy-
kami organicznymi ktéra jednak daje bardzo sla- j0 lowe nadajg doskonala przyczepno$¢ do metalo-
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. Prgede wszystkim jednak duza mozliwosé zmian
podstawnikow pochodnej fenolowej umozliwia nie-
malze dowolng regulacje z zakresu absorbcji
$wiatla. Mozna te absorbcje, a co za iym idzie
barwoczulo$é, przesuwaé¢ wzdluz calego zakresu
widma jak rowniez, mozna jg otrzymywaé¢ mniej
lub wiecej selektywna. Zwigzki te lgcza w sobie
cechy barwnika i zywicy.

Przez zastosowanie sposobu wedlug wynalazku
do wytwarzania warstw fotooporowych uzyskuje
sie bardzo duzy asortyment barwoczulosci.

Proces wytwarzania jednolitych warstw foto-
oporowych wedlug wynalazku przebiega w tagod-
nych warunkach. Synteze mozna prowadzi¢ w do-
‘wolnych urzgdzeniach stosowanych na przyklad
do otrzymywania Zywicy bakelitowej. Otrzymany
produkt oczyszcza sie przez przemywanie woda
destylowang lub zdejonizowang do stalego oporu
elektrycznego wody a nastepnie wytrgca. Wyna-
lazek jest objasniony szczegélowo na podstawie
przykladéw zastosowania kilku odmian sposobu.

Przyktad 1. Do naczynia szklanego albo
stalowego nierdzewnego, ogrzewanego na laini
wodnej i zaopatrzonego w mieszadlo wolnoobro-
- towe (70 obr/min), w chlodnice zwrotng i zamy-
kany wlot wprowadza sie: 1000 cze$ci wagowych
naftolu, 3000 czesci wagowych 50%.-owego kwasu
octowego, 2500 czeSci wagowych formaliny oraz
200 czesci wagowych kwasu fosforowego stezo-
nego.

Nastegpnie zamyka si¢ naczynie, uruchamia mie-
szadlo i obieg wody w chlodnicy, po czym ogrze-
wa na lazni wodnej do temperatury wrzenia wo-
dy i prowadzi proces polikondensacji w ciagu
10 godzin. Po tym czasie zawarto$¢ wyjmuje sie
z naczynia mozliwie na goraco i oddzielong p6l-
stalg Zywice zalewa zimna wods. Ostudzong zy-
wice rozrabia sie i przemywa wodg destylowanq,
zdejonizowang do stalego oporu elektrycznego,
a nastepnie wytraca.

Wysuszong i rozdrobniong zywice rozpuszcza
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siQ 'y disksanie w stow{mu IUUO cze:scz wdgd\vﬁh
zyv ey ~do 5000 czeSci wagowych dioksanu po
cz'm roztwlr przesacza si¢ i .nanosi na blache
melalowg np. aluminiowg na wiréwce o 50 obr/min.
Tak przygotowana plyta po wysuszeniu w tem-
peraturze 80°C przez 6 godzin nadaje sie do uzy-
cia w procesie elektrofotograficznym lub ksero-
graficznym.,
Przyktad II. W urzadzeniu wyzej opisanym
umieszcza sig:- 2000 cze$ci wagowych dwunaftolu,
3000 czeSci wagowych 50%0-owego kwasu octo-
wego, 2500 czeSci wagowych formaliny i 200 cze-
Sci wagowych kwasu fosforowego stezonego.

Dalsze postgpowanie prowadzi sie w Sposob
analogiczny jak w przykladzie I.
Przyklad III. W urzadzeniu wyzej opisanym
umieszcza sie: 2000 czeSci wagowych dwuhydro-
ksyperylenu, 6000 czesci wagowych 50%-owego
kwasu octowego, 2500 czesci wagowych formaliny
i 200 czesci wagowych kwasu fosforowego ste-
Zonego.

Dalsze postepowanie prowadzi sie w sposéb
analogiczny jak w przykladzie I.

Zastrzezenie patentowe

Sposob wytwarzania jednolitych warstw foto-
oporcwych do celéw elektrofotografii i kserogra-
fii, znamienny tym, ze jako material $§wiattoczuly
stosuje sie produkt polikondensacji wielopierscie-
niowych fenoli z aldehydami w obecnosci kata-
lizator6w kwasnych 1lub alkalicznych, otrzymany
przez polikondensacje 1000—2000 czeSci wagowych
naftolu, dwunaftolu lub dwuhydroksyperylenu,
3000—6000 czesci wagowych 50%.-owego kwasu
octowego, 2500 czesci wagowych formaliny i 200
czeSci wagowych stezonego kwasu fosforowego
w temperaturze okolo 100°C w ciggu 10 godzin
a nastepnie oczyszczony przez przemywanie wodg
destylowang zdejonizowang do stalego oporu elek-
trycznego, rozpuszcza sie w dioksanie w stosunku
100 czeSci wagowych zywicy do 500 czesci wago-
wych dioksanu i nanosi sie¢ na metalowg blache
a w koncu suszy w temperaturze 80°C w czasie
sze$ciu godzin. -
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